
表界面・薄膜ナノ構造研究会 
 
日時：平成20年11月1日（土）13時-16時30分 
場所：東京国際交流館 会議室4 
目的：研究紹介・議論を通して１０年後を見据えた研究会の近未来におけるあ
りかたを探る 
 
プログラム 
１ 参加者の最近の研究紹介 (13:00-15:00) 
２ BL3XUの現状報告 (15:00-15:15)  
３ 研究会の将来計画、装置・システムの高度化、パワーユーザーに関する総
合討論 (15:15-16:15) 
４ コメント・自由討論 (16:15-16:30) 
 




